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Dateien miissen im PDF-Format angeliefert werden!

e PDF in Version 1.3 erstellen (entspricht Acrobat 4.0)
e Composite CMYK verwenden
* kein Passwortschutz in der PDF, kein Uberdrucken eingestellt,
keine Transparenz im Hintergrund
e Dateiformat ist Endformat: keine Schnitt- oder Passermarken
(auch nicht ausgeblendet oder versteckt)
* keine Platzierung kleiner Formate auf A4: PapiergroBe ist AnzeigengroBe
(QuarkXPress: Vektorformat verwenden; Photoshop: auf Hintergrundebene reduzieren)
e inverse Schrift nur auf Volltonskalenfarben
e Fiir eingebette Pixelbilder nur das TIFF-Format verwenden. Es gilt:

1. Auflosung: 300 dpi oder hoher

2. Farben: CMYK-Farbraum (keine SW-Bilder, nur Buntaufbau)

3. Druckpunktzuwachs bei CMYK-Separierung gemal gewiinschter Platzierung
(Bogen- oder Rollenoffset) beachten

4. keine Alpha-Kanale

5. keine JPEG-Komprimierung

6. keine Farbprofile
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